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Processo Seletivo 2025
EDITAIS N° 03/2025/PROEN
TERCEIRA CHAMADA

Tipo de chamada: chamada regular

A Comissao Local de Processo Seletivo do campus Manaus Centro emite esta chamada de lista de espera, que se
encontra  disponiveis na pagina do campus: https://www?2.ifam.edu.br/campus/cmc/estude-no-ifam/cmc-
matriculas/processo-seletivo-2025-2/home#tmain Os candidatos convocados deverdo apresentar a documentagao listada
no tépico 18 dos seus respectivos editais conforme os procedimentos, locais e datas definidos nesta Chamada.

Segue quadro com o resumo das vagas preenchidas e das vagas disponiveis para esta chamada:

VAGAS
EGRESSOS DE ESCOLAS PUBLICAS
EDITAL CURSOS TIPO DE DADOS AC | PR (No minimo 50% das vagas) TOTAL
5% | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8
PPI| Q | PCD | EP | PPI Q | PCD | EP
Vagas ofertadas em edital | 12 2 8 1 1 1 8 0 1 1 35
i a
Vagas preenchidas na 1 3 1 1 0 0 1 5 0 0 0 8
chamada
Vagas preenchidas na 22
~ 3 0 1 0 0 0 2 0 0 0 6
EDIFICACOES chamada
Vagas em analise 1 - 1 - - - - - - - 2
- " =
Vagas disponiveis para 3 5 1 5 1 1 0 a 0 1 1 19
chamada
Vagas ofertadas em edital | 14 - 8 1 1 1 8 0 1 1 35
i a
Vagas preenchidas na 1 3 i 4 1 0 0 4 0 0 1 13
chamada
Vagas preenchidas na 22
, 3 - 1 0 0 0 1 0 1 0 6
ELETROTECNICA chamada
Vagas em analise - - - - - - - - - - -
- - -
Vagas disponiveis para 3 3 i 3 0 1 1 3 0 0 0 16
chamada
03 . -
Vagas ofertadas em edital | 14 - 8 1 1 1 8 0 1 1 35
i a
Vagas preenchidas na 1 4 i 4 0 0 0 3 0 1 1 13
chamada
Vagas preenchidas na 22
~ 2 - - 0 0 - 0 0 0 0 2
MECANICA chamada
Vagas em analise - - 1 - - 1 - - - - 2
- P -
Vagas disponiveis para 3 3 i 3 1 1 0 5 0 0 0 18
chamada
Vagas ofertadas em edital | 15 2 9 1 1 1 9 0 1 1 40
i a
Vagas preenchidas na 1 7 0 3 0 0 0 5 0 0 0 15
chamada
Vagas preenchidas na 22
2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
MEIO AMBIENTE chamada
Vagas em analise - - - - - - - - - - -
- P 5
Vagas disponiveis para 3 6 ’ 5 1 1 1 a 0 1 1 2
chamada
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Vagas ofertadas em edital | 15 2 9 1 1 1 9 0 1 1 40
Vagas preenchidas na 12
chamada
Vagas preenchidas na 22

QuimicA chamada
Vagas em analise
Vagas disponiveis para 32
chamada

4 0 3 0 1 0 2 0 1 0 11

Destacamos que a classificacdo, a sele¢ao e a convocacao do candidato para verificacdo de atendimento as regras para
matricula ndo assegurarao vaga nem matricula, assegurando APENAS a expectativa de direito a vaga para a qual o candidato
se inscreveu. A matricula estard condicionada a comprovacao, junto ao campus, da veracidade das médias informadas no
Formulario de Inscricdo e do atendimento aos critérios e as regras determinados neste edital e em suas erratas, se houver,
e aos requisitos legais e regulamentares pertinentes, inclusive aqueles previstos na Lei n°12.711, de 2012, e regulamentacao
em vigor.

Serd matriculado APENAS o candidato convocado que atenda comprovadamente a todas as regras e critérios
determinados no edital e aos requisitos legais e regulamentares pertinentes, inclusive aqueles previstos na Lei n°12.711, de
2012, e regulamentacgdo em vigor.

Para mais informacGes sobre a verificagdo de atendimento as regras, ler o tdpico 15 dos seus respectivos editais.

SOBRE PROCURACAO:

N3o sendo possivel ao candidato o comparecimento presencial no local, data e/ou horario determinados, sera
permitida a representagdo por pais ou responsaveis em caso de candidatos menores de 18 anos de idade ou o
comparecimento por PROCURACAO.

Em caso de verificacdo de atendimento as regras e/ou matricula por meio de representagdo por pais ou responsaveis
de candidato menor de idade ou por meio de PROCURACAO, além dos documentos exigidos no tépico 13, também deverdo
ser apresentados:

| — Em caso de procuragao:

a) original e copia do documento de identidade do procurador; e

b) b) original e cépia da Procuragdo, que ficara anexa ao processo de matricula.
Il — Em caso de representac¢do por responsavel de candidato menor de idade:

a) original e copia do documento de identidade do responsavel; e

b) original e cépia de documento comprobatdrio de ser o responsavel pelo candidato, que ficard anexa ao
processo de matricula.

Ambas as cépias serdo autenticadas por servidor do IFAM e ficardo anexas ao processo de matricula.

N3o serdo realizados procedimentos de heteroidentificagdo por procuragdo, nem verificacdo de laudo médico de
candidatos da reserva para Pessoa com Deficiéncia caso a presenca do candidato PcD seja solicitada.

Caso a PROCURACAO n3o seja autenticada em cartério, o reconhecimento de firma serd realizado, conforme Lei n°
12.726/2018, por servidor publico do campus da seguinte maneira:

| - confrontando a assinatura com aquela constante do documento de identidade do signatario; ou

Il — lavrando a autenticidade no préprio documento caso o signatario esteja presente e assine o documento diante
do servidor do campus.

Os candidatos podem utilizar os modelos de procuracgdo direta e indireta disponiveis em:

http://www2.ifam.edu.br/estudenoifam/documentacao-e-matricula

A assinatura podera ser de préprio punho ou eletronica pelo gov.br (Mais informacgdes sobre assinatura eletronica
em: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/assinatura-eletronica)

SOBRE AS REGRAS DE DESCLASSIFICAGAO NA ETAPA DE VERIFICAGAO DE
ATENDIMENTO AS REGRAS

Os candidatos convocados para verificagdo de atendimento as regras para matriculas terdo todas as informagdes e
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS

MINISTERIO DA EDUCACAO onm
SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA ==.
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 1
CAMPUS MANAUS CENTRO INSTITUTO
COMISSAO LOCAL DE PROCESSOS SELETIVOS FEDERAL

Amazonas

autodeclaragdes inseridas no Formulario de Inscri¢ao verificadas, bem como o atendimento a todas as regras determinadas
pelo edital.

A desclassificacdo dos candidatos convocados para verificacdo de atendimento as regras para matriculas podera
ocorrer a qualquer tempo pelo desatendimento de uma ou mais regras deste edital.

Sera PERMANENTEMENTE DESCLASSIFICADO do Processo Seletivo, INDEPENDENTEMENTE DO GRUPO DE VAGAS POR
MEIO DO QUAL O CANDIDATO FOI CONVOCADO, o candidato que se enquadrar em uma ou mais dos critérios de
desclassificacdo listados no item 17.2 dos Editais.

Se, E SOMENTE SE, o candidato convocado pela cota comprovar o atendimento a todas as regras basicas do seu Edital
e ndo se enquadrar em um ou mais dos critérios de desclassificacdo permanente do item 17.2, ele permanecera na lista de
espera da Ampla Concorréncia.

SOBRE OS CONVOCADOS ADICIONAIS PARA COMPOSICAO DE CADASTRO RESERVA

A chamada regular com convocagdo para cadastro reserva ocorre quando convocamos os(as) candidatos(as)
selecionados e também convocamos candidatos(as) ainda em lista de espera, em nimero maior do que as vagas disponiveis,
para composicdo de cadastro reserva, e o prazo de comparecimento desses candidatos(as) é de no minimo 3 (trés) dias Uteis.

a) os(as) candidatos(as) convocados(as) para cadastro reserva sdo aqueles que continuam em lista de espera, porém

também deverdo comparecer ao campus e apresentar a documentacdo para verificacdo de atendimento as regras;

b) os(as) convocados(as) para cadastro reserva que comprovarem o atendimento as regras vao compor o CADASTRO
RESERVA. Isso significa que se houver alguma vaga disponivel em seus grupos de vagas, eles serdo chamados para
efetivacdo da matricula;

c) os(as) convocados(as) para cadastro reserva que ndo respeitarem as regras, procedimentos e prazos definidos no
documento convocatorio e neste Edital serdao permanentemente desclassificados.

PROCEDIMENTOS, LOCAIS, DATAS PARA OS CONVOCADOS

e Convocados(as) que deverao comparecer: todos(as) aqueles(as) listados no Anexo | desta Chamada
¢ Local de comparecimento dos candidatos convocados: IFAM — Campus Manaus Centro
e Enderecgo: AV. 7 de Setembro, 1975 — Centro
e Periodo de comparecimento: 04 a 06/08/2025
¢ Horario de comparecimento: 14h as 17h
e Forma de entrega da documentacao para verificagao de atendimento as regras e matriculas:
Presencial
Documentos deverdo ser apresentados em formato fisico: original e cépia legivel
e Documentagoes:
o Documentagdo necessaria para verificagdao de atendimento as regras: ver tépico 18 dos Editais.
o Modelos de Termos, Autodeclaragdes, Procuragdes, etc:
http://www?2.ifam.edu.br/estudenoifam/documentacao-e-matricula ou
https://sites.google.com/ifam.edu.br/estude-no-ifam/documentos-modelos
¢ Uso de mascara recomendavel
e Contato: 3621-6745

Manaus - AM, 01 de agosto de 2025

Comissao Local de Processo Seletivo do campus Manaus Centro
PORTARIA N2 03 - GAB/DG/CMC/IFAM, de 02.01.2025
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RELACAO DE CANDIDATOS(AS) CONVOCADOS(AS)

EDITAL N° 03/2025 — CURSOS SUBSEQUENTES

Modalidade de  Grypo de

CPF_3 Nome Completo Concorréncia  Convocagio NF Resultado

CMC| Técnico em Edificagbes - CONVOCADO(A) - AC-3°
Subsequente - Noturno 2140 | 220 HORLEANNE FARIAS DOS SANTOS Apenas em AC AC 29 8,192 | CHAMADA
CMC|Técnico em Edificagdes - _ CONVOCADO(A) - AC - 3°
Subsequente - Noturno 2029 | 253 DUCARMO BRANDAO BITENCOURT Apenas em AC AC 34 8,1 CHAMADA
CMC| Técnico em Edificagbes - _ CONVOCADO(A) - AC-3°
Subsequente - Noturno 1951 | 247 EVELYN BRANDAO PEREIRA OKADA Apenas em AC AC 37 8,052 | CHAMADA
CMC| Técnico em Edificagées - MILENA APARECIDA RODRIGUES CONVOCADO(A) - AC-3°
Subsequente - Noturno 1944 | 297 TORRES Apenas em AC AC 38 8,05 | CHAMADA
CMC|Técnico em Edificagdes - CONVOCADO(A) - AC - 3°
Subsequente - Noturno 1870 | 293 NAYLA KAROLYNNY LEAL DE ALMEIDA | Apenas em AC AC 39 8 | CHAMADA
CMC| Técnico em Edificagdes - CONVOCADO(A) - AC-3°
Subsequente - Noturno 1840|200 | WANESSA CHAVES GUEDES Apenas em AC AC 40 7,99 | CHAMADA

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Edificacbes - ANDREW MIGUEL COSTA DO Conforme o composicdo de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 1806 | 248 NASCIMENTO Perfil AC 41 7,95 | AC - 32 chamada
CMC|Técnico em Edificagdes - Conforme o CONVOCADO(A) - LB_EP - 3°
Subsequente - Noturno 1743 | 217 DANILO SOMBRA DA COSTA Perfil LB_EP 45 7,89 | CHAMADA

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Edificagdes - composic¢do de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 1686 | 229 DEBORA ALYCE LOPES DA SILVA Apenas em AC AC 47 7,84 | AC - 32 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Edificagbes - Conforme o composicao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 1682|278 | VITOR HUGO FEIJAO DE CASTRO Perfil AC 48 7,835 | AC - 32 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC | Técnico em Edificacdes - MARIA LUIZA DE AZEVEDO MARINS composi¢ao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 1647|705 PALHETA Apenas em AC AC 50 7,81 | AC - 32 chamada
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Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Edificagdes - Conforme o composicdo de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 1625|291 HELIO MARCUS DE SOUZA CARVALHO | Perfil AC 52 7,8 | AC - 32 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Edificagdes - Conforme o composicdo de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 1412|284 | ADRIEL DA SILVA RODRIGUES Perfil AC 58 7,65 | AC - 32 chamada
CMC| Técnico em Edifica¢des - ITALO DHIEGO RODRIGUES DOS Conforme o CONVOCADO(A) - LI_PPI - 3°
Subsequente - Noturno 1327 {210 |SANTOS Perfil LI_PPI 60 7,594 | CHAMADA
CMC| Técnico em Edificagbes - KEVEN THALYSON DA SILVA Conforme o CONVOCADO(A) - LI_PPI - 3°
Subsequente - Noturno 1308 | 296 MESQUITA Perfil LI_PPI 62 7,57 | CHAMADA
CMC| Técnico em Edificagoes - Conforme o CONVOCADO(A) - LI_PPI - 3°
Subsequente - Noturno 982 |223 STERPHANIE SOUZA DA SILVA Perfil LI_PPI 79 7,353 | CHAMADA
CMC|Técnico em Edificagoes - Conforme o CONVOCADO(A) - LI_PPI - 3°
Subsequente - Noturno 980 |291 |VERA LUCIA DA COSTA BEZERRA Perfil LI_PPI 80 7,35 | CHAMADA
CMC|Técnico em Edificagoes - Conforme o CONVOCADO(A) - LB_PPI - 3°
Subsequente - Noturno 861 |218 VICTOR DE OLIVEIRA VIEIRA Perfil LB_PPI 82 7,26 | CHAMADA
CMC|Técnico em Edificagoes - Conforme o CONVOCADO(A) - LB_PPI - 3°
Subsequente - Noturno 773 | 215 CHRISTIAN ANDRE OLIVEIRA BARBOSA | Perfil LB_PPI 86 7,2 | CHAMADA

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Edificagdes - Conforme o composicao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 777 |204 DEBORA SOUZA DA SILVA Perfil LB_EP 87 7,2 | LB_EP - 32 chamada
CMC|Técnico em Edificagoes - Conforme o CONVOCADO(A) - LB_PPI - 3°
Subsequente - Noturno 770 | 270 DEBORAH KAMILY SILVA DE MENEZES | Perfil LB_PPI 88 7,19 | CHAMADA
CMC| Técnico em Edificagbes - PABLO ANDERSON AMORIM Conforme o CONVOCADO(A) - LB_PPI - 3°
Subsequente - Noturno 756 | 230 PINHEIRO Perfil LB_PPI 89 7,182 | CHAMADA
CMC| Técnico em Edificagdes - Conforme o CONVOCADO(A) - LB_PPI - 3°
Subsequente - Noturno 691 |245 REBECA YANE DA SILVA ALENCAR Perfil LB_PPI 93 7,124 | CHAMADA
CMC| Técnico em Edificagdes - Conforme o CONVOCADO(A) - LB_PPI - 3°
Subsequente - Noturno 611 | 280 RAYANE SANTOS DE SOUZA Perfil LB_PPI 95 7,07 | CHAMADA
CMC| Técnico em Edificagdes - Conforme o CONVOCADO(A) - LB_PPI - 3°
Subsequente - Noturno 536 |223 OZIANE SOUSA ALVES Perfil LB_PPI 97 6,997 | CHAMADA
CMC| Técnico em Edificagdes - : Conforme o CONVOCADO(A) - LB_PPI - 3°
Subsequente - Noturno 523 | 209 |ALINE ALMEIDA ARAUJO Perfil LB_PPI 99 6,98 | CHAMADA
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Convocado(a) adicional para
CMC| Técnico em Edificacdes - Conforme o composicdo de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 386 |287 ELIZEU BONFIM DE SOUZA Perfil LI_PPI 100 6,84 | LI_PPI - 32 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Edificagdes - Conforme o composicdo de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 320 |284 HUGO DA SILVA IGLESIAS Perfil LI_PPI 103 6,77 | LI_PPI - 32 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC| Técnico em Edificacdes - Conforme o composicdo de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 257 |248 CRISTIANO LIMA BARBOSA Perfil LI_PPI 107 6,68 | LI_PPI - 32 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC| Técnico em Edificacdes - Conforme o composicdo de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 166 |217 IANA GABRIELE PEREIRA VIANA Perfil LI_PPI 109 6,52 | LI_PPI - 32 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC| Técnico em Edificacdes - Conforme o composicdo de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 145 (204 ANTONIA DA SILVA GOMES Perfil LB_PPI 111 6,47 | LB_PPI - 32 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Edificagdes - Conforme o composi¢cdo de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 103 | 273 ELIZANGELA PINHEIRO CALHEIROS Perfil LB_PPI 114 6,29 | LB_PPI - 32 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC| Técnico em Edificacdes - Conforme o composi¢cdo de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 99 228 JEREMIAS CASTRO DA GAMA Perfil LB_PPI 115 6,26 | LB_PPI - 32 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Edificagdes - Conforme o composi¢do de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 71 |229 |JULIANA DE MELO SILVA Perfil LB_PPI 117 6,1 | LB_PPI - 32 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Edificagdes - Conforme o composi¢cdo de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 61 |215 MARILENE DIAS DE SOUZA Perfil LB_PPI 120 6,01 | LB_PPI - 32 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC | Técnico em Edificaces - Conforme o composi¢ao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 36 |287 | ADRIELSON COHEN DA SILVA Perfil LB_PPI 121 5,65 | LB_PPI - 32 chamada
CMC|Técnico em Eletrotécnica - CONVOCADO(A) - AC-3°
Subsequente - Noturno 2625|200 |THIAGO DA SILVA RUIZ Apenas em AC AC 34 8,89 | CHAMADA
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CMC|Técnico em Eletrotécnica - Conforme o CONVOCADO(A) - AC - 3°
Subsequente - Noturno 2605 | 223 AGATA GOMES FERREIRA Perfil AC 35 8,84 | CHAMADA
CMC| Técnico em Eletrotécnica - _ CONVOCADO(A) - AC - 3°
Subsequente - Noturno 2599 | 245 JOAO VITOR SILVA DE OLIVEIRA Apenas em AC AC 36 8,83 | CHAMADA
CMC| Técnico em Eletrotécnica - CONVOCADO(A) - AC - 3°
Subsequente - Noturno 2603 | 274 HENRIQUE FREITAS DE OLIVEIRA Apenas em AC AC 37 8,83 | CHAMADA
CMC|Técnico em Eletrotécnica - ALCEMIR CLAVEL FOGACA CONVOCADO(A) - AC-3°
Subsequente - Noturno 2595|234 BITENCOURT Apenas em AC AC 39 8,816 | CHAMADA

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Eletrotécnica - MAX MARCOS SANTOS SOUZA composicdo de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 2588 | 204 MORENO Apenas em AC AC 40 8,8 | AC - 32 chamada
CMC|Técnico em Eletrotécnica - Conforme o CONVOCADO(A) - LB_EP - 3°
Subsequente - Noturno 2581|220 GEOVANI NUNES BRAGA Perfil LB_EP 43 8,78 | CHAMADA

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Eletrotécnica - Conforme o composicao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 2558 (290 SANDRIANY TAVEIRA DA SILVA Perfil AC 47 8,73 | AC - 32 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Eletrotécnica - Conforme o composicao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 2540|212 ALEXANDRE BEZERRA GALVAO Perfil AC 49 8,7 | AC - 32 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Eletrotécnica - composicao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 2536 | 249 ALDELANE LOPES DE SOUZA Apenas em AC AC 52 8,69 | AC - 32 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Eletrotécnica - Conforme o composi¢cdo de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 2511|210 CLEISIANE MARTINS DE OLIVEIRA Perfil AC 53 8,64 | AC - 32 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Eletrotécnica - Conforme o composi¢cdo de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 2449 | 263 EBRAIM RODRIGUES ALVAREZ Perfil LB_EP 69 8,54 | LB_EP - 32 chamada
CMC| Técnico em Eletrotécnica - AYRTON FELIPE GOMES DE Conforme o CONVOCADO(A) - LI_PPI - 3°
Subsequente - Noturno 2442 | 260 NEGREIROS Perfil LI_PPI 71 8,53 | CHAMADA
CMC| Técnico em Eletrotécnica - Conforme o CONVOCADO(A) - LI_PPI - 3°
Subsequente - Noturno 2407 | 222 | JONAS MENEZES DE SALES Perfil LI_PPI 76 8,5| CHAMADA
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CMC| Técnico em Eletrotécnica - Conforme o CONVOCADO(A) - LI_PPI - 3°
Subsequente - Noturno 2424|288 ELICA DUTRA DO NASCIMENTO Perfil LI_PPI 77 8,5| CHAMADA
CMC|Técnico em Eletrotécnica - Conforme o CONVOCADO(A) - LB_PPI - 3°
Subsequente - Noturno 2408 | 210 PEYSLA ANDRADE BEZERRA Perfil LB_PPI 78 8,5 | CHAMADA
CMC| Técnico em Eletrotécnica - 5 Conforme o CONVOCADO(A) - LB_PPI - 3°
Subsequente - Noturno 2401 | 281 CAMILA VITORIA REIS FERREIRA Perfil LB_PPI 80 8,49 | CHAMADA
CMC|Técnico em Eletrotécnica - Conforme o CONVOCADO(A) - LB_PPI - 3°
Subsequente - Noturno 2388 | 287 EWERSON CRUZ PEREIRA Perfil LB_PPI 81 8,48 | CHAMADA

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Eletrotécnica - Conforme o composicdo de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 2389|293 GERALDO SOUZA RODRIGUES Perfil LI_PPI 84 8,48 | LI_PPI - 32 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Eletrotécnica - Conforme o composicdo de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 2383|250 EVERTON DA COSTA WANDERLEY Perfil LI_PPI 86 8,47 | LI_PPI - 32 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Eletrotécnica - Conforme o composicao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 2375 | 288 LUIZ HENRIQUE SILVA DA SILVA Perfil LI_PPI 88 8,46 | LI_PPI - 32 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Eletrotécnica - Conforme o composicao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 2367 | 269 SAYONARA PIMENTA MELGUEIRO Perfil LB_PPI 91 8,45 | LB_PPI - 32 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Eletrotécnica - Conforme o composicdo de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 2357|202 ANGELO DE CASTRO MONTEIRO Perfil LB_PPI 93 8,44 | LB_PPI - 32 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Eletrotécnica - Conforme o composi¢cdo de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 2325|288 | TASSIO GILBRAN ALVES FERREIRA Perfil LB_PPI 97 8,4 | LB_PPI - 32 chamada
CMC| Técnico em Eletrotécnica - Conforme o CONVOCADO(A) -LB_Q - 3°
Subsequente - Noturno 1934|294 | ALEXIA WALLERIA NASCIMENTO REIS | Perfil LB_Q 188 8,03 | CHAMADA

Convocado(a) adicional para
CMC | Técnico em Eletrotécnica - Conforme o composi¢cdo de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 1872|268 ROSANA RODRIGUES GONCALVES Perfil LB_Q 197 8| LB_Q - 32 chamada
CMC| Técnico em Eletrotécnica - Conforme o CONVOCADO(A) - LB_PCD - 3°
Subsequente - Noturno 1613 | 280 FRANCO RODRIGO GOMES BRAGA Perfil LB_PCD 253 7,8 CHAMADA
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Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Eletrotécnica - Conforme o composicdo de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 1416|209 ARLESSON REIS BENTO Perfil LB_PCD 287 7,65 | LB_PCD - 32 chamada
CMC| Técnico em Mecanica - CONVOCADO(A) - AC - 3°
Subsequente - Noturno 2518|211 MALU SATURINO DOS ANJOS Apenas em AC AC 43 8,652 | CHAMADA
CMC| Técnico em Mecanica - CONVOCADO(A) - AC - 3°
Subsequente - Noturno 2517 | 269 FELIPE GABRIEL MARTINS DA CRUZ Apenas em AC AC 44 8,65 | CHAMADA
CMC| Técnico em Mecanica - CONVOCADO(A) - AC - 3°
Subsequente - Noturno 2470|212 LUIZ FELIPE PASSOS GOMES Apenas em AC AC 50 8,58 | CHAMADA
CMC| Técnico em Mecanica - Conforme o CONVOCADO(A) - AC - 3°
Subsequente - Noturno 2469 | 276 MARCIO JOSE NEVES DA SILVA JUNIOR | Perfil AC 51 8,58 | CHAMADA
CMC|Técnico em Mecanica - CONVOCADO(A) - AC - 3°
Subsequente - Noturno 2454 | 242 ENDRIK ROANY SOUZA DOS SANTOS | Apenas em AC AC 53 8,545 | CHAMADA
CMC|Técnico em Mecanica - CONVOCADO(A) - AC - 3°
Subsequente - Noturno 2444 | 239 PAULO GABRIEL PAIXAO SALES Apenas em AC AC 56 8,53 | CHAMADA
CMC| Técnico em Mecanica - ’ CONVOCADO(A) - AC - 3°
Subsequente - Noturno 2425 | 234 DEMETRIO JESUS DE MELLO Apenas em AC AC 58 8,5 | CHAMADA
CMC|Técnico em Mecanica - Conforme o CONVOCADO(A) -AC-3°
Subsequente - Noturno 2417 | 291 ALEX DE OLIVEIRA Perfil AC 59 8,5 | CHAMADA

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Mecanica - Conforme o composicao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 2412 | 294 ANDRE VITOR DA COSTA SILVA Perfil AC 61 8,5 | AC - 32 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Mecanica - composicao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 2416|232 ALEXANDRE ARAUJO COELHO Apenas em AC AC 62 8,5 | AC - 32 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Mecénica - composi¢cdo de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 2421 (250 |JACKELINE SILVA DOS ANJOS Apenas em AC AC 63 8,5 | AC - 32 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Mecénica - Conforme o composi¢cdo de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 2404 | 247 ABRAAO DA SILVA MARQUES Perfil AC 65 8,5 | AC - 32 chamada
CMC| Técnico em Mecanica - Conforme o CONVOCADO(A) - LI_PPI - 3°
Subsequente - Noturno 2400 | 295 PHILIPE DA SILVA MIRANDA Perfil LI_PPI 66 8,49 | CHAMADA
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Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Mecanica - composicdo de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 2378|261 ALCIR ALVES EDWARDS NETO Apenas em AC AC 67 8,47 | AC - 32 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Mecénica - composicdo de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 2368 | 207 JOSE FELIPE NASCIMENTO MENDONCA | Apenas em AC AC 68 8,45 | AC - 32 chamada
CMClTécnico em Mecanica - Conforme o CONVOCADO(A) - Ll_PPl -3°
Subsequente - Noturno 2361 | 207 LUCAS FERREIRA ATEM Perfil LI_PPI 70 8,44 | CHAMADA
CMC|Técnico em Mecanica - Conforme o CONVOCADO(A) - LI_PPI - 3°
Subsequente - Noturno 2356 | 275 MARIA JULIA ARAUJO RODRIGUES Perfil LI_PPI 71 8,437 | CHAMADA

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Mecénica - composicdo de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 2355 | 270 FELIPE GABRIEL DA COSTA PARAIZO Apenas em AC AC 72 8,43 | AC - 32 chamada
CMC|Técnico em Mecanica - Conforme o CONVOCADO(A) - LI_PPI - 3°
Subsequente - Noturno 2351 | 262 GIDEAO DE ASSIS OLIVEIRA Perfil LI_PPI 73 8,43 | CHAMADA

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Mecanica - composicao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 2349|229 CARLOSEZEQUIEL403@GMAIL.COM Apenas em AC AC 75 8,43 | AC - 32 chamada
CMC| Técnico em Mecanica - ROBERTO DOS SANTOS SILVA Conforme o CONVOCADO(A) - LI_PPI - 3°
Subsequente - Noturno 2328 | 864 ELEOTERIO Perfil LI_PPI 78 8,4 | CHAMADA
CMClTécnico em Mecanica - Conforme o CONVOCADO(A) - LB_PP' -3°
Subsequente - Noturno 2322 | 292 MARIA BEATRIZ AMORIM DE SOUZA Perfil LB_PPI 79 8,4 | CHAMADA
CMC| Técnico em Mecanica - CARLOS ALEXANDRE BARBOSA DO Conforme o CONVOCADO(A) - LB_PPI - 3°
Subsequente - Noturno 2312 | 275 MONTE Perfil LB_PPI 80 8,38 | CHAMADA
CMClTécnico em Mecanica - Conforme o CONVOCADO(A) = LB_PP' -3°
Subsequente - Noturno 2310 | 242 KERLYS DANIELA CORREA PINEDA Perfil LB_PPI 81 8,38 | CHAMADA

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Mecénica - Conforme o composi¢cdo de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 2289 | 260 FRANCELIN AUZIER DA SILVA Perfil LI_PPI 84 8,352 | LI_PPI - 32 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Mecénica - Conforme o composi¢do de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 2283|203 CAIO DOS SANTOS MORADA Perfil LI_PPI 86 8,35 | LI_PPI - 32 chamada
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Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Mecanica - Conforme o composicdo de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 2282|271 DAMILLY KAMILLY CARVALHO DE JESUS | Perfil LI_PPI 87 8,35 | LI_PPI - 32 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Mecénica - Conforme o composicdo de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 2280|225 FRANCISCO DA COSTA SILVA Perfil LI_PPI 88 8,34 | LI_PPI - 32 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Mecénica - Conforme o composicdo de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 2263|239 NICOLAS BRYAN GAMA FONSECA Perfil LI_PPI 89 8,31 | LI_PPI - 32 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Mecanica - Conforme o composicdo de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 2247|208 | ZAMMEA SMILLA ANDRADE DE SOUZA | Perfil LB_PPI 91 8,3 | LB_PPI - 32 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Mecanica - Conforme o composicdo de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 2242|217 PEDRO CARVALHO SABINO Perfil LB_PPI 94 8,29 | LB_PPI - 32 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Mecanica - Conforme o composi¢cdo de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 2202 | 280 FLAVIA LIMA DE HOLANDA Perfil LB_PPI 99 8,24 | LB_PPI - 32 chamada
CMC| Técnico em Mecanica - Conforme o CONVOCADO(A) -LB_Q - 3°
Subsequente - Noturno 1191 | 282 EDEN REINALDO DE SOUZA JUNIOR Perfil LB_Q 264 7,5 | CHAMADA

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Mecénica - Conforme o composi¢cdo de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 1017 | 275 MANOEL DE JESUS COSTA Perfil LB_Q 300 7,39 | LB_Q - 32 chamada
CMC| Técnico em Mecanica - Conforme o CONVOCADO(A) - LB_PCD - 3°
Subsequente - Noturno 881 |200 |YKARO FELIPE DO MONTE RAMOS Perfil LB_PCD 317 7,28 | CHAMADA

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Mecénica - Conforme o composi¢cdo de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 818 |288 EMILY VITORIA LIMA SALDANHA Perfil LB_PCD 328 7,23 | LB_PCD - 32 chamada
CMC|Técnico em Meio Ambiente - CONVOCADO(A) - AC - 3°
Subsequente - Noturno 2364|215 |JOSINEY DA COSTA PAIXAO Apenas em AC AC 34 8,45 | CHAMADA
CMC| Técnico em Meio Ambiente - CONVOCADO(A) - AC-3°
Subsequente - Noturno 2347|285 ERIKA THARCILA CORREA DA SILVA Apenas em AC AC 35 8,43 | CHAMADA
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CMC| Técnico em Meio Ambiente - CONVOCADO(A) - AC - 3°
Subsequente - Noturno 2343 | 226 ELIZABETH LIMA DE ALMEIDA Apenas em AC AC 36 8,42 | CHAMADA
CMC| Técnico em Meio Ambiente - . CONVOCADO(A) - AC - 3°
Subsequente - Noturno 2327|277 |SONILSON EUGENIO DA SILVA Apenas em AC AC 37 8,4 | CHAMADA
CMC| Técnico em Meio Ambiente - MILENA FERNANDA MORAIS Conforme o CONVOCADO(A) - AC-3°
Subsequente - Noturno 2330|267 PINHEIRO Perfil AC 38 8,4 | CHAMADA
CMC| Técnico em Meio Ambiente - MARIA GABRIELA ALBUQUERQUE CONVOCADO(A) - AC-3°
Subsequente - Noturno 2299 | 251 FERREIRA Apenas em AC AC 42 8,36 | CHAMADA

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Meio Ambiente - composicdo de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 2250|554 JOANA KETHELEN SOUZA PAES Apenas em AC AC 46 8,3 | AC - 32 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC| Técnico em Meio Ambiente - EVANDRO EDIPO DE CARLOS LIMA DA composicdo de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 2181 | 257 ROCHA Apenas em AC AC 50 8,22 | AC - 32 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Meio Ambiente - composicao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 2139|216 SOFIA BRASIL DE SA Apenas em AC AC 53 8,19 | AC - 32 chamada
CMC|Técnico em Meio Ambiente - Conforme o CONVOCADO(A) - LI_EP - 3°
Subsequente - Noturno 2119 | 230 BIANCA REGINA SILVA DOS SANTOS Perfil LI_EP 54 8,18 | CHAMADA

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Meio Ambiente - composicao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 2127|277 YASMIN DIAS ALVES Apenas em AC AC 55 8,18 | AC - 32 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Meio Ambiente - ’ composigdo de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 2077 | 260 CARLA LETICIA CARVALHO CAMPINAS | Apenas em AC AC 58 8,15 | AC - 32 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Meio Ambiente - CRYSTHINNE CARDINALLY DE LUCENA composi¢cdo de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 2066 | 291 FREITAS Apenas em AC AC 59 8,13 | AC - 32 chamada
CMC|Técnico em Meio Ambiente - Conforme o CONVOCADO(A) - LI_PPI - 3°
Subsequente - Noturno 1898 | 268 ERIKA SOARES RODRIGUES Perfil LI_PPI 75 8 | CHAMADA
CMC| Técnico em Meio Ambiente - Conforme o CONVOCADO(A) - LB_EP - 3°
Subsequente - Noturno 1873|217 | CARLOS RAFAEL BATISTA PEREIRA Perfil LB_EP 79 8 | CHAMADA
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CMC|Técnico em Meio Ambiente - Conforme o CONVOCADO(A) - LI_PPI - 3°
Subsequente - Noturno 1832|270 IDEVAN PEREIRA DA COSTA JUNIOR Perfil LI_PPI 82 7,98 | CHAMADA
CMC|Técnico em Meio Ambiente - Conforme o CONVOCADO(A) - LI_PPI - 3°
Subsequente - Noturno 1822 | 246 MARCELO HENRIQUE GAMA TAVARES | Perfil LI_PPI 83 7,97 | CHAMADA
CMC|Técnico em Meio Ambiente - Conforme o CONVOCADO(A) - LI_PPI - 3°
Subsequente - Noturno 1793 | 261 GABRIELA DO NASCIMENTO LOBATO | Perfil LI_PPI 85 7,94 | CHAMADA
CMC|Técnico em Meio Ambiente - Conforme o CONVOCADO(A) - LI_PPI - 3°
Subsequente - Noturno 1789 | 237 MARIA DAS GRACAS MARTINS XAVIER | Perfil LI_PPI 86 7,94 | CHAMADA
CMC| Técnico em Meio Ambiente - Conforme o CONVOCADO(A) - LB_PPI - 3°
Subsequente - Noturno 1781 | 293 ANA KAROLINA GOMES MORAIS Perfil LB_PPI 87 7,93 | CHAMADA
CMC| Técnico em Meio Ambiente - Conforme o CONVOCADO(A) - LB_PPI - 3°
Subsequente - Noturno 1773 | 265 LUNA BATISTA DE CASTRO Perfil LB_PPI 88 7,92 | CHAMADA
CMC| Técnico em Meio Ambiente - ALINE VITORIA NASCIMENTO DO Conforme o CONVOCADO(A) - LB_PPI - 3°
Subsequente - Noturno 1769 | 275 NASCIMENTO Perfil LB_PPI 89 7,91 | CHAMADA
CMC| Técnico em Meio Ambiente - Conforme o CONVOCADO(A) - LB_PPI - 3°
Subsequente - Noturno 1706 | 208 LUANA MANUELLE PEREIRA VALE Perfil LB_PPI 92 7,86 | CHAMADA

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Meio Ambiente - Conforme o composicao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 1695 | 221 CAMILA QUEIROZ DE AMORIM Perfil LI_EP 93 7,85 | LI_EP - 32 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Meio Ambiente - Conforme o composicao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 1664|210 ANA JULIA JATOBA DA COSTA Perfil LB_EP 95 7,82 [ LB_EP - 32 chamada
CMC| Técnico em Meio Ambiente - GUSTAVO MURILO FRANCA Conforme o CONVOCADO(A) - LB_PPI - 3°
Subsequente - Noturno 1658 | 232 RODRIGUES Perfil LB_PPI 96 7,82 | CHAMADA

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Meio Ambiente - Conforme o composicao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 1656 | 212 ROCICLEIDE FREITAS MOREIRA Perfil LI_PPI 97 7,819 | LI_PPI - 32 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Meio Ambiente - Conforme o composi¢cdo de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 1623|224 RAFFAELLA DE LIMA MORRIELLO Perfil LI_PPI 101 7,8 | LI_PPI - 32 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Meio Ambiente - Conforme o composi¢cdo de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 1605 | 270 MARIA EDUARDA SANCHES CAMPOS Perfil LI_PPI 102 7,8 | LI_PPI - 32 chamada
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Convocado(a) adicional para
CMC| Técnico em Meio Ambiente - Conforme o composicdo de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 1596 | 220 MAURICIO PINTO DE OLIVEIRA Perfil LI_PPI 103 7,79 | LI_PPI - 32 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Meio Ambiente - Conforme o composicdo de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 1561|270 LUCAS FERREIRA PESSOA Perfil LI_PPI 104 7,76 | LI_PPI - 32 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Meio Ambiente - Conforme o composicdo de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 1558 | 205 MIRELLA KAENA FELIX DE OLIVEIRA Perfil LB_PPI 105 7,76 | LB_PPI - 32 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC| Técnico em Meio Ambiente - DANILO HENRIQUE RODRIGUES DA Conforme o composicdo de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 1502|260 |SILVA Perfil LB_PPI 111 7,71 | LB_PPI - 32 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Meio Ambiente - Conforme o composicdo de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 1483 | 215 JUCELINO DA SILVA MENDES Perfil LB_PPI 113 7,7 | LB_PPI - 32 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Meio Ambiente - Conforme o composicdo de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 1465|270 REBECA ARAUJO COSTA Perfil LB_PPI 118 7,69 | LB_PPI - 32 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Meio Ambiente - Conforme o composicdo de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 1422 | 290 EWERTON JACAUNA DE SOUZA Perfil LB_PPI 120 7,65 | LB_PPI - 32 chamada
CMC| Técnico em Meio Ambiente - Conforme o CONVOCADO(A) - PR - 3°
Subsequente - Noturno 1274 | 246 JULIANA DA SILVA FRANCA Perfil PR 135 7,55 | CHAMADA
CMC|Técnico em Meio Ambiente - Conforme o CONVOCADO(A) - PR - 3°
Subsequente - Noturno 1175|258 | VANDERSON PIMENTEL CABRAL Perfil PR 141 7,49 | CHAMADA

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Meio Ambiente - Conforme o composi¢cdo de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 970 | 206 ERNAN PASSOS DA COSTA Perfil PR 159 7,343 | PR - 32 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Meio Ambiente - Conforme o composi¢do de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 927 |231 |JUH MACHADO DE SOUZA Perfil PR 164 7,31 | PR - 32 chamada
CMC|Técnico em Meio Ambiente - _ Conforme o CONVOCADO(A) - LB_Q -3°
Subsequente - Noturno 342 | 296 ROBERTA CASTRO CONCEICAO Perfil LB_Q 214 6,8 | CHAMADA
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CMC|Técnico em Meio Ambiente - Conforme o CONVOCADO(A) - LI_PCD - 3°
Subsequente - Noturno 187 | 204 RENATO NORONHA GUIMARAES Perfil LI_PCD 222 6,56 | CHAMADA

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Meio Ambiente - Conforme o composicdo de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 147 234 EDICLEI BATISTA LEAL Perfil LB_Q 227 6,475 | LB_Q - 32 chamada
CMC| Técnico em Quimica - CONVOCADO(A) - AC - 3°
Subsequente - Noturno 2509 | 205 JOAO VICTOR LIRA MORAES Apenas em AC AC 43 8,64 | CHAMADA
CMC| Técnico em Quimica - Conforme o CONVOCADO(A) - AC - 3°
Subsequente - Noturno 2465 | 240 EVELYN DOS SANTOS PEREIRA Perfil AC 48 8,57 | CHAMADA
CMC| Técnico em Quimica - Conforme o CONVOCADO(A) - AC - 3°
Subsequente - Noturno 2453 | 299 JULIANA DE ARAUJO XIMENES Perfil AC 51 8,543 | CHAMADA
CMC| Técnico em Quimica - Conforme o CONVOCADO(A) - AC - 3°
Subsequente - Noturno 2436 | 276 NICOLLE SOUZA DE LIMA Perfil AC 55 8,52 | CHAMADA
CMC| Técnico em Quimica - Conforme o CONVOCADO(A) - AC - 3°
Subsequente - Noturno 2396 | 225 CLEYSIANE LOPES ALVES Perfil AC 59 8,49 | CHAMADA
CMC| Técnico em Quimica - Conforme o CONVOCADO(A) - AC - 3°
Subsequente - Noturno 2399 | 285 THACIANE DE MOURA RAMOS Perfil AC 60 8,49 | CHAMADA
CMC|Técnico em Quimica - CONVOCADO(A) - AC - 3°
Subsequente - Noturno 2386 | 295 SARA UCHOA VINENTE Apenas em AC AC 61 8,48 | CHAMADA
CMC|Técnico em Quimica - CONVOCADO(A) - AC - 3°
Subsequente - Noturno 2372 | 255 ADRIA CAROLINE LIMA DA SILVA Apenas em AC AC 62 8,46 | CHAMADA
CMC|Técnico em Quimica - CONVOCADO(A) - AC - 3°
Subsequente - Noturno 2363 | 252 DAYANE DOS SANTOS DORVAL Apenas em AC AC 64 8,445 | CHAMADA
CMC|Técnico em Quimica - CONVOCADO(A) - AC - 3°
Subsequente - Noturno 2354 | 230 EMANUEL FELIPE ANDRADE DE SOUZA | Apenas em AC AC 65 8,43 | CHAMADA
CMClTécnico em Quimica - Conforme o CONVOCADO(A) -AC-3°
Subsequente - Noturno 2326 | 201 VICTOR SOARES ARAUJO Perfil AC 67 8,4 | CHAMADA
CMClTécnico em Quimica - Conforme o CONVOCADO(A) - |.|_EP -3°
Subsequente - Noturno 2318 | 260 LETiCIA BORGES DA SILVA Perfil LI_EP 69 8,39 | CHAMADA
CMClTécnico em Quimica - Conforme o CONVOCADO(A) - |.|_PP| -3°
Subsequente - Noturno 2288 | 258 LETICIA FABIELLE FELIX AMARAL Perfil LI_PPI 71 8,35 | CHAMADA
CMClTécnico em Quimica - Conforme o CONVOCADO(A) - |.|_PP| -3°
Subsequente - Noturno 2256 | 249 MICHEL FRANK FERREIRA DE ARAUJO | Perfil LI_PPI 72 8,3 | CHAMADA
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Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Quimica - composicdo de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 2227|205 BRUNA DA SILVA SERRAO Apenas em AC AC 75 8,27 | AC - 32 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Quimica - composicdo de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 2176 | 237 FRANCINEIDE PAIVA DE MESQUITA Apenas em AC AC 80 8,22 | AC - 32 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Quimica - composicdo de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 2167|204 KETE CRISTINA LIMA MENEZES Apenas em AC AC 81 8,21 | AC - 32 chamada
CMC|Técnico em Quimica - Conforme o CONVOCADO(A) - LI_PPI - 3°
Subsequente - Noturno 2171|210 |JOAO PEDRO DA COSTA LIMA Perfil LI_PPI 82 8,21 | CHAMADA

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Quimica - composicdo de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 2163|279 KARINE GONCALVES COELHO Apenas em AC AC 83 8,207 | AC - 32 chamada
CMClTécnico em Quimica - Conforme o CONVOCADO(A) - LB_EP -3°
Subsequente - Noturno 2162 | 254 MALLORY VALERIO SANTANA Perfil LB_EP 84 8,206 | CHAMADA

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Quimica - composicao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 2148 | 203 LENNA KIEV LIMA NOGUEIRA Apenas em AC AC 85 8,2 | AC - 32 chamada
CMClTécnico em Quimica - Conforme o CONVOCADO(A) - Ll_PPl -3°
Subsequente - Noturno 2128 | 233 EUDER RAMON FERREIRA ALVES Perfil LI_PPI 86 8,187 | CHAMADA

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Quimica - composicdo de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 2103 (208 | ANDRIA TAVARES SARAIVA Apenas em AC AC 87 8,17 | AC - 32 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Quimica - composi¢cdo de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 2104|216 MARY VANN RIBEIRO DE SOUZA Apenas em AC AC 88 8,17 | AC - 32 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Quimica - Conforme o composi¢cdo de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 2099 (230 | VANESSA CASTRO ROZENO Perfil AC 89 8,17 | AC - 32 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Quimica - composi¢do de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 2097 | 285 LAUANY PINHEIRO MERCES Apenas em AC AC 90 8,17 | AC - 32 chamada
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CMC| Técnico em Quimica - RAIMUNDO CARNEIRO DA SILVA Conforme o CONVOCADO(A) - LI_PPI - 3°
Subsequente - Noturno 2093 | 209 FILHO Perfil LI_PPI 91 8,16 | CHAMADA
CMC| Técnico em Quimica - ANA CAROLINA DOS SANTOS DE Conforme o CONVOCADO(A) - LI_PPI - 3°
Subsequente - Noturno 2079|236 | ALMEIDA Perfil LI_PPI 92 8,15 | CHAMADA
CMC| Técnico em Quimica - Conforme o CONVOCADO(A) - LI_PPI - 3°
Subsequente - Noturno 2050|203 | AMAKRISSIA DE SOUZA NEVES Perfil LI_PPI 93 8,12 | CHAMADA

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Quimica - composicdo de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 2048|234 | STEPHAN ALVES DE AZEVEDO Apenas em AC AC 94 8,12 | AC - 32 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Quimica - FERNANDA PESSOA RODRIGUES DOS composicdo de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 2046 | 252 SANTOS Apenas em AC AC 95 8,119 | AC - 32 chamada
CMC| Técnico em Quimica - ENNOLLY KAROLAINE MORENO Conforme o CONVOCADO(A) - LI_PPI - 3°
Subsequente - Noturno 2043|273 BATISTA Perfil LI_PPI 96 8,11 | CHAMADA
CMC|Técnico em Quimica - Conforme o CONVOCADO(A) - LB_PPI - 3°
Subsequente - Noturno 2005 | 202 POLYANA ANDRADE BARRETO Perfil LB_PPI 929 8,09 | CHAMADA
CMC| Técnico em Quimica - Conforme o CONVOCADO(A) - LB_PPI - 3°
Subsequente - Noturno 1986 | 282 IVAN PABLO FERREIRA DA CRUZ Perfil LB_PPI 101 8,077 | CHAMADA
CMC|Técnico em Quimica - Conforme o CONVOCADO(A) - LB_PPI - 3°
Subsequente - Noturno 1985 (218 MICKAELLE MAIA DO NASCIMENTO Perfil LB_PPI 102 8,07 | CHAMADA

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Quimica - Conforme o composicao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 1978 | 289 GABRIEL SILVA DE CARVALHO Perfil LI_EP 103 8,07 | LI_EP - 32 chamada
CMC|Técnico em Quimica - JOAO VICTOR FERNANDES RIOS Conforme o CONVOCADO(A) - LB_PPI - 3°
Subsequente - Noturno 1918 | 261 NOBRE Perfil LB_PPI 106 8,02 | CHAMADA

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Quimica - Conforme o composi¢cdo de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 1895 | 230 BRUNO RAYNER DA SILVA PINTO Perfil LB_EP 109 8| LB_EP - 32 chamada
CMC| Técnico em Quimica - ANELLY GABRIELA D’ ASSUMPGCAO Conforme o CONVOCADO(A) - LB_PPI - 3°
Subsequente - Noturno 1897 | 288 PEREIRA Perfil LB_PPI 110 8 | CHAMADA

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Quimica - JOAO GABRIEL PINTO DA SILVA Conforme o composicao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 1863 | 240 FERNANDES Perfil LI_PPI 111 8 | LI_PPI - 32 chamada
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Convocado(a) adicional para
CMC| Técnico em Quimica - Conforme o composicdo de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 1845 | 261 MARCILENE ALVES FERNANDES Perfil LI_PPI 112 7,99 | LI_PPI - 32 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC| Técnico em Quimica - Conforme o composicdo de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 1801|230 |SARAH DOS SANTOS MOTA Perfil LI_PPI 113 7,95 | LI_PPI - 32 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Quimica - KAROLINY ALEXANDRA LIMA DE Conforme o composicdo de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 1739|217 CARVALHO Perfil LI_PPI 120 7,88 | LI_PPI - 32 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Quimica - Conforme o composicdo de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 17141243 | TATIANA DA SILVA MAIA Perfil LI_PPI 122 7,87 | LI_PPI - 32 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Quimica - Conforme o composicdo de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 1700 | 226 JARDESON DA SILVA SAMPAIO Perfil LI_PPI 124 7,85 | LI_PPI - 32 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Quimica - Conforme o composi¢cdo de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 1671|212 EDLEN SOUZA DE OLIVEIRA Perfil LI_PPI 127 7,83 | LI_PPI - 32 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC | Técnico em Quimica - ALESSANDRO ANAQUIRI DA Conforme o composi¢cdo de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 1655 | 245 CONCEICAO Perfil LI_PPI 129 7,818 | LI_PPI - 32 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC| Técnico em Quimica - Conforme o composi¢do de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 1630 | 244 EUCIRENE OLIVEIRA AMAZONAS Perfil LB_PPI 131 7,81 | LB_PPI - 32 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Quimica - Conforme o composi¢cdo de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 1610|211 FRANCIELEN MORAES DE SOUSA Perfil LB_PPI 132 7,8 | LB_PPI - 32 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Quimica - Conforme o composi¢cdo de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 1603 | 210 LEANDRA SOUSA BARBOSA Perfil LB_PPI 134 7,79 | LB_PPI - 32 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Quimica - Conforme o composi¢do de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 1534|220 DANIELLE RAMOS DE CARVALHO Perfil LB_PPI 140 7,75 | LB_PPI - 32 chamada
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Convocado(a) adicional para
CMC| Técnico em Quimica - Conforme o composicdo de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 1512|207 |TIAGO OLIVEIRA NOGUEIRA Perfil LB_PPI 143 7,73 | LB_PPI - 32 chamada
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FICHA DE MATRICULA
SUBSEQUENTE / ESPECIALIZAGAO TECNICA -
EDITALN° ___ /20
CURSO
SUBSEQUENTE EM:
( ) EDIFICACOES ( ) MEIO AMBIENTE
( ) ELETROTECNICA () QUIMICA
() MECANICA () SEGURANCA DO TRABALHO
ESPECIALIZAGAO TECNICA EM:

( ) ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA

[ TURNO: () VESPERTINO () NOTURNO

[ TIPO DE VAGA: ( ) AMPLA CONCORRENCIA () COTA

[ TIPO DE COTA: () PR ()LB _PPI( ) LB_.Q( ) LB_PCD ( )LB_EP ( )LI_PPI( )LI_PCD ( )LIL_EP

[ CONVOCADO NA CHAMADA: ()17 ()2° ()3* ()4 ()5 ()6

1. DADOS DO ALUNO
* Os campos em negrito sdo de preenchimento obrigatério

Nome Oficial*:

Nome Social:

CPF*: . . - Data de Nascimento*: / /
E-mail:

Nome da Mae*:

Nome do Pai:

Sexo: ()M ()F

Estado Civil:

() Solteiro () Casado () Divorciado () Separado () Unido Est. () Viavo () Outro
Etnia/Raga*:

() Branco () Indigena () Pardo () Preto () Quilombola () Outra

Pessoa com Deficiéncia*: () Sim () Ndo
Se sim, qual o tipo de deficiéncia?

() Fisica/Motora () Visual () Auditiva () Intelectual () Outra

Renda Per Capta*:

() Abaixo de 1 Salério Minimo () De 1 a2 Salérios Minimos () De 2 a 3 Salarios Minimos
() De 3 a 4 Salarios Minimos () Acima de 4 Salarios Minimos

Nacionalidade: () Brasileiro (a) () Estrangeiro (a)
Se estrangeiro, qual o pais de Nascimento:

Naturalidade (cidade): UF: RG* NIS/PIS:
Endereco:
N Bairro: CEP:

Fone Res.: Celular*:
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2. AUTORIZAGAO DE CANCELAMENTO DE MATRICULA EM OUTRO CURSO SUBSEQUENTE

* Estou ciente que, ao efetuar esta matricula, atesto que ndo possuo outra matricula ativa em curso de Nivel
Subsequente com o Ifam, e caso exista, a mesma sera automaticamente cancelada ao proceder com esta nova
matricula.

Data: / /

Assinatura do(a) aluno(a)

DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE VINCULO COM OUTRO CURSO
TECNICO EM INSTITUIGAO PUBLICA DE ENSINO

Eu, , portador(a) do RG

n° , € CPF n° , candidato(a) ao Processo Seletivo para Ingresso nos Cursos

Técnicos de Nivel Subsequente, declaro que ndo possuo vinculo como aluno(a) em outro curso de mesmo nivel em
Instituigdo Publica de Ensino, incluindo o préprio IFAM, em obediéncia a Lei Federal n° 12.089, de 12 de novembro de
2009.

Ratifico serem verdadeiras as informagdes prestadas, estando ciente de que a informagao falsa incorrera nas penas do
crime do art. 299 do Cddigo Penal (falsidade ideoldgica). Compreendo ainda que, caso seja configurada a prestagao de
informagéo falsa — apurada posteriormente ao registro académico, em procedimento que assegure o contraditorio e a
ampla defesa — isso ensejara o cancelamento de meu registro no Instituto Federal de Educacéo, Ciéncia e Tecnologia

do Amazonas, sem prejuizo das sangdes penais cabiveis.

Manaus (AM), de de 20

Assinatura do(a) Declarante



